Politechnika Warszawska

Rada Naukowa Dyscypliny gﬁﬁlm:l;n
Inzynieria Chemiczna NIGJATYWA DOSKDNALDEE

Uchwata nr RNDICh.11-15.2025
Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria Chemiczna
Politechniki Warszawskiej
zdnia 18 listopada 2025 r.

W sprawie zaopiniowania wnioskow o stypendium naukowe Rektora ze sSrodkéw Wtasnego
Funduszu Stypendialnego PW

Na podstawie §49 ust.3 pkt.11i pkt.13 Statutu Politechniki Warszawskiej, w zwiazku z Zarzadzeniem nr
11/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 marca 2024 r., uchwala sie co nastepuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej ustalita ranking wnioskéw
o stypendium Rektora ze Srodkéw Wtasnego Funduszu Stypendialnego PW:

drinz. Hubert Ronduda;

drinz. Zuzanna Bojarska;

drinz. Dominik Wotosz;

drinz. Daniel Polak;

drinz. Grzegorz Matyszczak;
drinz. Radostaw Krzosa;

drinz. Marta Chrészcz-Porebska.
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§2

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia.

Uzasadnienie:

1. Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu tajnym z zachowaniem zasady bezwzglednej wiekszosci gtoséw (0séb
uprawnionych do gtosowania: 26, oséb obecnych: 21, gtoséw waznych: 21, wynik: 21 gtoséw za wnioskiem; 0
gtosow przeciw wnioskowi; 0 gtosdw wstrzymujacych sie).

2. Uchwata zostata podjeta na podstawie przeprowadzonego rankingu wg. punktacji przydzielanej przez kazdego z
uprawnionych do gtosowania: 1 miejsce 7 pkt., 2 miejsce 6 pkt., 3 miejsce 5 pkt., 4 miejsce 4 pkt., 5 miejsce 3 pkt.,
6 miejsce 2pkt., 7 miejsce 1 pkt. Lista rankingowa zostata utworzona na podstawie $redniej oceny z punktéw
uzyskanych przez kandydatéw: 1. dr inz. Hubert Ronduda 4,9; 2. dr inz. Zuzanna Bojarska 4,6; 3. dr inz. Dominik
Wotosz 4,6; 4. drinz. Daniel Polak 4,1; 5. dr inz. Grzegorz Matyszczak 4,0; 6. dr inz. Rafat Krzosa 3,3; 7. dr inz. Marta
Chrészcz-Porebska 2,8.
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